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Bis zu 4 mm
in NULL KOMMA

NIX!

Und das bei sehr niedrigem Schrumpf und
sehr niedriger Schrumpfspannung.

Flie3t sehr gut an.

Und ist auch noch ionenaktiv.



Harvard

lonoSphere Bulk Flow

kann durch seine Pufferkapazitat entstehende Sdure hemmen. Karies entsteht am Zahn, wenn von Bakterien Sdure produziert wird. Durch die Neutrali-
sierung der S&ure bleibt die Langlebigkeit und Qualitét der Restauration bestehen.

Das optimierte AnflieBverhalten reduziert Hohlrdume zwischen den Kavitdtenwanden und der Restauration zuverlassig. Der geringe Schrumpf und die
geringe Schrumpfspannung ermdglichen die Bulk-Dentin-Fullung in Schichtstarken bis zu 4 mm.

Optimiertes AnflieBverhalten Auch als Liner anwendbar

lonenaktiv — neutralisiert Saure Kompatibel mit allen Adhé&siven

Mineralisiert die Kavitatenwéande Fir die Schmelzrestauration kann jedes Composite verwendet werden
Sehr niedrieger Schrumpf Die Zusammensetzung von Harvard lonoSphere Bulk Flow

Sehr niedrige Schrumpfspannung sichert eine langlebige Restauration in hoher Qualitat.

Zeitersparnis durch schnelle Bulk-Technik

Indikationen:
Bulk-Dentin-Ersatz bei direkten Restaurationen von Klasse | und Il Kavitaten
Liner unter direktem Restaurationsmaterial

Mit biokeramischen Fullstoffen fur eine
prazise und schnelle Bulk-Dentin-Fullung.

vorher nachher
Inkrementtechnik Bulk Flow Technik ' \

Klasse 2 Kavitat Unterfiillung bis zu 4 mm
pro Schicht

Geringer Polymerisationsstress
Wahrend der Polymerisation bilden die Monomere ein Netzwerk. Die Harvard lonoSphere Bulk-Technologie ermdglicht den Aufbau eines Netzwerkes
mit niedrigerer Schrumpfspannung. Dies reduziert das Risiko von Randspalten wahrend der Polymerisation.

FlieBfahigkeit
Das optimierte AnflieBverhalten sorgt fiir eine exzellente Benetzung der Kavitdtenwéande. Harvard lonoSphere Bulk Flow adaptiert sich wéhrend des
Ausbringens einfach und sicher an die Kavitdtenwénde und flieBt dabei auch in Unterschnitte.

Wirtschaftlichkeit

Harvard lonoSphere Bulk Flow erméglicht eine Applikation in Schichtstérken von bis zu 4 mm und ist durch das optimierte AnflieBverhalten aber auch in
der Anwendung als Liner geeignet. Harvard lonoSphere Bulk Flow verringert sowohl die Behandlungszeit als auch die Vorratshaltung.

,»Fiir Anwender, die sich eine perfekte Bulk-Dentin-Fiillung wiinschen.*

T,

OptiNeedleTips 0.25 g

2x1g
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Solide physikalische Werte untermauern eine Bulk-Dentin-Fullung mit Harvard lonoSphere Bulk Flow.
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Vorteile:

lonenaktiv — neutralisiert Sdure

Optimiertes AnflieBverhalten

Niedrige Schrumpfspannung

Roéntgenopak

Ausgezeichnete Adapation an die Kavitatenwande

Fir die Schmelzrestauration kann jedes Composite verwendet werden*

4 mm Unterfiillung
mit Harvard lonoSphere
Bulk Flow

Finalisierte Restauration
mit lhrem vertrauten
stopfbarem Composite

Bestellinformationen:

Harvard NeedleTips H18 7095158
Harvard lonoSphere Bulk Flow —— I Nachfiillbeutel mit 50 Needle Tips
Farbe 2x 1 g Spritze 20 x 0.25 g OptiNeedleTips Harvard Applier OptiTips® 7095200
Universal 7100011 7100012

inkl. 8 Needle Tips H18
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Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten. Es wird keine Haftung ibernommen. Vor dem Gebrauch unserer Harvard Produkte
bitte die jeweiligen Gebrauchsinformation beachten. Internes Daten- und Bildmaterial von Harvard Dental International.




